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Estimados miembros del colectivo de la revista Tecnologia Quimica, estimados
usuarios, tengo el placer de felicitarlos con motivo del nuevo afio que comienza
y ademds darle las gracias a todos los colaboradores que han confiado en
nuestra revista para dar a conocer sus logros y experiencias.

Por este medio el equipo editorial de la revista Tecnologia Quimica anuncia
que en el presente afio comenzard la publicacion continua (PC) en su
modalidad volumen abierto. El objetivo principal de la publicacién continua de
articulos es acelerar el proceso de comunicacion de la investigacion y asi
contribuir a su disponibilidad para lectura y citacion. Publicacion continua (PC)
es un flujo de publicacién en el que los articulos se publican continuamente en
un volumen unico, eliminando los nimeros independientes que se publicaban
hasta ahora, lo cual sera mas conveniente para la revista y para los autores,
pues se incrementa la inmediatez en la publicacién. Aprovecho esta
oportunidad para felicitar a todos los arbitros que han trabajado con nosotros
durante el afio que finaliz6 y agradecerles su excelente desempefio en cada
uno de los articulos que han revisado, pues no solo se han limitado a la
revision, sino que han dado sugerencias a los autores para mejorar los mismos.
Ellos son: DrC. Juan Pedro Herndndez Touset, DrC José Falcon Hernandez,
DrC. Margarita Penedo Medina, DraC Alina Juantorena Ugas, DrC. Carlos
Hernandez Pedrera, DrC. Julio Pedraza Garciga, DrC. Yudith Gonzalez Diaz,
DrC. Armando Rojas Vargas, DrC. Angel Galindo Yanes.

Les deseo a todos, salud y éxitos profesionales y personales.

También dediqguemos un pensamiento para aquellos que no estan fisicamente

con nosotros, como son los profesores DrC. René Viera Beltran, MSc. Antonio
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Pons Hernandez y el DrC. Aldo Hernandez Monzon, que nos honraron

formando parte durante muchos afos del cuerpo de arbitros de la revista.
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